






























专利名称(译) 像素排列结构、有机电致发光器件、显示装置、掩模板

公开(公告)号 CN206163494U 公开(公告)日 2017-05-10

申请号 CN201621231111.4 申请日 2016-11-16

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

[标]发明人 嵇凤丽

发明人 嵇凤丽

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/50 G03F1/00

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种像素排列结构、有机电致发光器件、显示装置、
掩模板，用以使得制造像素排列结构的金属掩膜板的开口区域较大，进
而提高开口率，提高AMOLED产品亮度、寿命以及画质清晰度。所述像
素排列结构，包括多个重复排列的像素组，每一像素组包括四个像素，
其中，第一像素和第二像素排列在同一行，第三像素和第四像素排列在
相邻的另一行，第一像素和第三像素排列在同一列，第二像素和第四像
素排列在相邻的另一列；第一像素中的子像素的排列方式，与第二像素
中的子像素的排列方式不同，第三像素中的子像素的排列方式与第二像
素中的子像素的排列方式相同，第四像素中的子像素的排列方式与第一
像素中的子像素的排列方式相同。
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